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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月3日(2016.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷版原版であって：
　ａ）化学線に対して感受性である光重合性組成物の層であって、前記組成物がバインダ
ー、モノマー、および光開始剤を含む層と；
　ｂ）前記化学線に対して感受性である、または感受性となるエラストマー組成物の層で
あって、少なくともエラストマーバインダー、および粒子状物質を含み、前記エラストマ
ー組成物がある屈折率を有し；
　前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、長石、霞石閃長岩、また
はガラスの粒子から選択され、前記粒子状物質が、平均直径１～１０ミクロンを有し、前
記エラストマー組成物の前記屈折率の±０．０４である屈折率を有する層と；
　ｃ）前記光重合性層ａ）とは反対側の前記エラストマー層ｂ）の上に存在する、隣接す
る、または上方に配置され、ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成可能な化学線不透明層と、
を含む、印刷版原版。
【請求項２】
　凸版印刷版の製造方法であって：
　Ｉ）印刷版原版であって：
　ａ）化学線に対して感受性である光重合性組成物の層であって、前記組成物がバインダ
ー、モノマー、および光開始剤を含む層と；
　ｂ）前記化学線に対して感受性である、または感受性となるエラストマー組成物の層で
あって、少なくともエラストマーバインダー、および粒子状物質を含み、前記エラストマ
ー組成物がある屈折率を有し；前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチルメタクリレー
ト、長石、霞石閃長岩、またはガラスの粒子から選択され、前記粒子状物質が、平均直径
１～１０ミクロンを有し、前記エラストマー組成物の前記屈折率の±０．０４である屈折
率を有する層と；
　ｃ）前記光重合性層ａ）とは反対側の前記エラストマー層ｂ）の上に存在する、隣接す
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る、または上方に配置され、ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成可能な化学線不透明層と、
を含む、印刷版原版を提供するステップと、
　ＩＩ）前記化学線不透明層をレーザー放射線に像様露光することによってｉｎ－ｓｉｔ
ｕマスクを形成するステップと；
　ＩＩＩ）前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを介して、ステップＩＩ）の前記原版を化学線に全
面露光して、前記光重合性層および前記エラストマー層の中に重合部分および未重合部分
を形成するステップと；
　ＩＶ）ＩＩＩ）の前記原版を処理することで未重合部分を除去して、印刷に好適なレリ
ーフ表面を形成するステップと、を含む方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法により製造された凸版印刷版。
【請求項４】
　印刷プレート原版の形成方法であって：
　Ａ）化学線不透明材料の層を一時的なカバーシートの上に塗布することと；エラストマ
ー組成物の層を前記化学線不透明層の上または隣接して塗布することとを含み、前記エラ
ストマー組成物が、化学線に対して感受性である、または感受性となり、少なくともエラ
ストマーバインダーおよび粒子状物質を含む、多層カバー要素を形成するステップと；
　Ｂ）化学線に対して感受性であり、バインダー、モノマー、および光開始剤を含む光重
合性組成物の層を、前記エラストマー層が前記光重合性層に接触するように、支持体と前
記多層カバー要素との間に形成するステップとを含み；
前記エラストマー組成物がある屈折率を有し、前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチ
ルメタクリレート、長石、霞石閃長岩、またはガラスの粒子から選択され；
前記粒子状物質が、平均直径１～１０ミクロンを有し、前記エラストマー組成物の前記屈
折率の±０．０４である屈折率を有する、方法。
【請求項５】
　凸版印刷版の製造方法であって：
　Ｉ）印刷版原版であって、
ａ）化学線に対して感受性である光重合性組成物の層であって、前記組成物がバインダー
、モノマー、および光開始剤を含む層と；
　ｂ）前記化学線に対して感受性である、または感受性となるエラストマー組成物の層で
あって、少なくともエラストマーバインダー、および粒子状物質を含み、前記エラストマ
ー組成物がある屈折率を有し；前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチルメタクリレー
ト、長石、霞石閃長岩、またはガラスの粒子から選択され、前記粒子状物質が、平均直径
１～１０ミクロンを有し、前記エラストマー組成物の前記屈折率の±０．０４である屈折
率を有する層と；
　ｃ）前記光重合性層ａ）とは反対側の前記エラストマー層ｂ）の上に存在する、隣接す
る、または上方に配置され、ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成可能な化学線不透明層と、
を含む、印刷版原版の前記化学線不透明層をレーザー放射線に像様露光することによって
ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成するステップと：
　ＩＩ）前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを介して、ステップＩ）の前記原版に化学線を全面露
光することによって、前記光重合性層および前記エラストマー層の中に重合部分および未
重合部分を形成するステップと；
　ＩＩＩ）ＩＩ）の前記原版を処理することで未重合部分を除去して、印刷に好適なレリ
ーフ表面を形成するステップと、を含む方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
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　これらの結果は、比較例２は、ベタインク濃度の増加を示したが、１％ドットサイズの
許容できない増加も存在したことを示している。比較例２の印刷プレートを顕微鏡観察す
ると、印刷プレート中の１％ドットのかなりの数が顕著な物理的損傷を有することが分か
った。独自の説明を妨げるものではないが、本発明の実施例と比較すると、より大きな粒
度で１％ドットに物理的損傷が生じると推測される。この物理的損傷によって、最終印刷
サンプル中に過度の１％ドットサイズが生じた。
なお、本発明は、特許請求の範囲を含め、以下の発明を包含する。
１．印刷版原版であって：
　ａ）化学線に対して感受性である光重合性組成物の層であって、前記組成物がバインダ
ー、モノマー、および光開始剤を含む層と；
　ｂ）前記化学線に対して感受性である、または感受性となるエラストマー組成物の層で
あって、少なくともエラストマーバインダー、および粒子状物質を含み、前記エラストマ
ー組成物がある屈折率を有し；
　前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、長石、霞石閃長岩、また
はガラスの粒子から選択され、前記粒子状物質が、平均直径１～１０ミクロンを有し、前
記エラストマー組成物の前記屈折率の±０．０４である屈折率を有する層と；
　ｃ）前記光重合性層ａ）とは反対側の前記エラストマー層ｂ）の上に存在する、隣接す
る、または上方に配置され、ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成可能な化学線不透明層と、
を含む、印刷版原版。
２．前記粒子の９９．７％が１～１０ミクロンの範囲内となる粒度分布を前記粒子状物質
が有する、１に記載の印刷版原版。
３．前記粒子状物質の２％未満が１０ミクロンを超える粒度を有する、１に記載の印刷版
原版。
４．前記粒子状物質の０．５％未満が１０ミクロンを超える粒度を有する、１に記載の印
刷版原版。
５．前記粒子状物質の平均直径が２～９ミクロンである、１に記載の印刷版原版。
６．前記粒子状物質の平均直径が５～８ミクロンである、１に記載の印刷版原版。
７．前記粒子状物質がポリアミドである、１に記載の印刷版原版。
８．前記粒子状物質がポリメチルメタクリレートである、１に記載の印刷版原版。
９．前記粒子状物質が長石である、１に記載の印刷版原版。
１０．前記粒子状物質が霞石閃長岩である、１に記載の印刷版原版。
１１．前記ガラス粒子状物質がソーダ石灰ガラスである、１に記載の印刷版原版。
１２．前記粒子状物質が霞石閃長岩である、１に記載の印刷版原版。
１３．前記粒子状物質が前記エラストマー組成物の５～４０重量％である、１に記載の印
刷版原版。
１４．前記粒子状物質が前記エラストマー組成物の１５～３５重量％であり、前記エラス
トマーバインダーが前記エラストマー組成物の８５～６５重量％である、１に記載の印刷
版原版。
１５．前記エラストマーバインダーが、エラストマーブロックと非エラストマーブロック
とを含む熱可塑性ブロックコポリマーから選択される、１に記載の印刷版原版。
１６．前記エラストマー組成物が１．５２～１．５４の屈折率を有し、前記粒子状物質が
１．４８～１．５８の屈折率を有する、１に記載の印刷版原版。
１７．前記エラストマー組成物中の前記バインダーが、前記光重合性組成物中の前記バイ
ンダーと同じ場合も異なる場合もある、１に記載の印刷版原版。
１８．前記エラストマー層が１～１０ミルの厚さを有する、１に記載の印刷版原版。
１９．凸版印刷版の製造方法であって：
　Ｉ）印刷版原版であって：
　ａ）化学線に対して感受性である光重合性組成物の層であって、前記組成物がバインダ
ー、モノマー、および光開始剤を含む層と；
　ｂ）前記化学線に対して感受性である、または感受性となるエラストマー組成物の層で
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あって、少なくともエラストマーバインダー、および粒子状物質を含み、前記エラストマ
ー組成物がある屈折率を有し；前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチルメタクリレー
ト、長石、霞石閃長岩、またはガラスの粒子から選択され、前記粒子状物質が、平均直径
１～１０ミクロンを有し、前記エラストマー組成物の前記屈折率の±０．０４である屈折
率を有する層と；
　ｃ）前記光重合性層ａ）とは反対側の前記エラストマー層ｂ）の上に存在する、隣接す
る、または上方に配置され、ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成可能な化学線不透明層と、
を含む、印刷版原版を提供するステップと、
　ＩＩ）前記化学線不透明層をレーザー放射線に像様露光することによってｉｎ－ｓｉｔ
ｕマスクを形成するステップと；
　ＩＩＩ）前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを介して、ステップＩＩ）の前記原版を化学線に全
面露光して、前記光重合性層および前記エラストマー層の中に重合部分および未重合部分
を形成するステップと；
　ＩＶ）ＩＩＩ）の前記原版を処理することで未重合部分を除去して、印刷に好適なレリ
ーフ表面を形成するステップと、を含む方法。
２０．前記処理ステップＩＶ）が、
　ＩＶ１）溶剤溶液、水溶液、半水性溶液、および水からなる群から選択される少なくと
も１種類のウォッシュアウト溶液を用いて処理するステップ；または
　ＩＶ２）前記未重合部分を溶融、流動、または軟化させるのに十分な温度まで要素を加
熱して、前記未重合部分を除去するステップ、
から選択される、１９に記載の方法。
２１．前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを介した前記原版の化学線への前記全面露光が、大気酸
素の存在下で行われる、１９に記載の方法。
２２．前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを介した前記原版の化学線への前記全面露光が、不活性
ガスを含み酸素濃度が１９０，０００～１００ｐｐｍである環境中で行われる、１９に記
載の方法。
２３．１９に記載の方法により製造された凸版印刷版。
２４．印刷プレート原版の形成方法であって：
　Ａ）化学線不透明材料の層を一時的なカバーシートの上に塗布することと；エラストマ
ー組成物の層を前記化学線不透明層の上または隣接して塗布することとを含み、前記エラ
ストマー組成物が、化学線に対して感受性である、または感受性となり、少なくともエラ
ストマーバインダーおよび粒子状物質を含む、多層カバー要素を形成するステップと；
　Ｂ）化学線に対して感受性であり、バインダー、モノマー、および光開始剤を含む光重
合性組成物の層を、前記エラストマー層が前記光重合性層に接触するように、支持体と前
記多層カバー要素との間に形成するステップとを含み；
前記エラストマー組成物がある屈折率を有し、前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチ
ルメタクリレート、長石、霞石閃長岩、またはガラスの粒子から選択され；
前記粒子状物質が、平均直径１～１０ミクロンを有し、前記エラストマー組成物の前記屈
折率の±０．０４である屈折率を有する、方法。
２５．凸版印刷版の製造方法であって：
　Ｉ）印刷版原版であって、
ａ）化学線に対して感受性である光重合性組成物の層であって、前記組成物がバインダー
、モノマー、および光開始剤を含む層と；
　ｂ）前記化学線に対して感受性である、または感受性となるエラストマー組成物の層で
あって、少なくともエラストマーバインダー、および粒子状物質を含み、前記エラストマ
ー組成物がある屈折率を有し；前記粒子状物質が、ポリアミド、ポリメチルメタクリレー
ト、長石、霞石閃長岩、またはガラスの粒子から選択され、前記粒子状物質が、平均直径
１～１０ミクロンを有し、前記エラストマー組成物の前記屈折率の±０．０４である屈折
率を有する層と；
　ｃ）前記光重合性層ａ）とは反対側の前記エラストマー層ｂ）の上に存在する、隣接す
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る、または上方に配置され、ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成可能な化学線不透明層と、
を含む、印刷版原版の前記化学線不透明層をレーザー放射線に像様露光することによって
ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成するステップと：
　ＩＩ）前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを介して、ステップＩ）の前記原版に化学線を全面露
光することによって、前記光重合性層および前記エラストマー層の中に重合部分および未
重合部分を形成するステップと；
　ＩＩＩ）ＩＩ）の前記原版を処理することで未重合部分を除去して、印刷に好適なレリ
ーフ表面を形成するステップと、を含む方法。
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